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ALD:n tarjoamat mahdollisuudet eri teollisuudenaloille

Atomikerroskasvatus eli ALD tarjoaa mahdollisuuden pinnoittaa _materiaaleja
atomikerrosten tai nanometrien paksuisilla pinnoitteilla. Nain saadaan vahennettyéa
tarvittavan pinnoitemateriaalin maaraa tinkimatta pinnoitteen ominaisuuksista. Koska
pinnoite rakennetaan kerros kerrokselta, sen ominaisuuksia voidaan muokata
halutunlaisiksi.

Menetelmaa on menestyksekkaasti sovellettu mm. heijastamattomien,
bioyhteensopivien, barrier- ja passivointikerrosten, optisten ja lapinékyvien johtavien
kerrosten valmistuksessa. Myds lasin pintavarjays ja hopeisten Kalevala-korujen
suojaus tummumista vastaan ovat kaupallisia  esimerkkejd  teknologian
sovelluskohteista, samoin kuin Helsinki-Vantaan lentoaseman naytét. Myo6s
pulverimateriaalien paallystaminen on mahdollista ALD:lla, samoin kuin materiaalin
mekaanisten ja kulutusominaisuuksien parantaminen.

Beneg on suomalainen ALD-laitteita valmistava yritys, jonka laitteet ja tuotekehitys
edustavat maailman karkea. Mikko Saikkonen Beneqiltd tulee kertomaan ALD-
teknologian viimeisimmistd sovelluksista seka kehityksen nykytilanteesta. Samalla
kartoitamme teknologian soveltamismahdollisuuksia alueemme yritysten
tuotteiden/prosessien parantamiseksi, ajatuksena selvittaa, hyotyisivatkd alueemme
yritykset kyseisen teknologian kaytosta.

Toivomme paikalle runsaasti teollisuuden edustajia eri aloilta!
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